INSTITUTO POLITECNICO DE TOMAR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE TOMAR

CURSO Cursode Fotografin  EQE EE e 2013/2014
1° Ciclo
F1CHA DA UNIDADE CURRICULAR
Unidade Curricular Quimica 2 Codigo 964535
Area Cientifica Quimica
Tipo Obrigatoria Ano / Semestre 1/S2
_ Horas de Contacto (HC)
Créditos ECTS Horas Totais de Trabalho ;
T 1P P PL Ol E 'Outra

4 108.0 0.0 300 0.0 0.0 50 00 00
. Y N° de
‘Docentes _ Categoria HC
Responsavel
Tebricas
PeAtico Pibkiods| Ma{luel Alberto Nogueira - flqull’pa.rado Assistente 30

Henriques Rosa 2° Triénio

Praticas
Pratica
Laboratorial
Orientagdo - Manuel Alberto Nogueira - Equiparado Assistente 5
Tutorial Henriques Rosa 2° Triénio
Estagio

Objectivos de Aprendizagem

Desenvolvimento de capacidades para a compreensdo dos temas da quimica geral e
sua aplicagdo aos processos fotograficos. Compreensdo das variaveis quimicas dos
processos de revelagdo.




Conteiidos Programiticos

1-Estrutura da matéria; 2-Ligagdo quimica; 3-Estequiometria; 4-Equilibrio quimico;
5-Oxidacdo-redugao; 6-Quimica organica; 7-Quimica da fotografia a preto e branco;
8-Quimica da fotografia a cores; 9-Quimica do papel; 10-Quimica das tintas e dos
toners.

Coeréncia dos conteiidos programaticos com os objectivos

'Metéﬁbltigins de ensino

Aulas tedricas onde sdo leccionados os fundamentos tedricos e aulas praticas de
trabalho de laboratério onde se executarao ensaios com manuseamento de algumas
variaveis da revelagdo.

Coeréncia das metodologias de ensino com os objectivos

Metodologias de avalia¢ao

A avaliagdo continua da componente pratica e da componente tedrica exige nota
minima de 10 valores. A nota final € feita com a média das duas componentes
valorizando a pratica em 40% e a tedrica em 60%.

Pré i?equisitos-
Nao Aplicavel

Bibliografia principal (max 4 ref.)

- Atkins, P. (1989). General Chemistry. Nova lorque: Scientific American

- Hirsch, R. (1991). Photographic Possibilities — The expressive use of ideas,
materials and processes. Boston: Focal Press

- Zakia, R. e Current, I. e Compton, J. e Stroebel, L. (2000). Basic Photographic
Materials and Processes. Boston: Focal Press
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